
第 41回（2026年）定期総会 

 2026年 5月 26日（火）に東京・主婦会館プラザエフにて 2026年度第 41回定期総会が開

催されました。出席者 40名、参加企業 20社、委任状受理 6社の合計 26社で、会員総数の

過半数を上回り、総会は有効に成立しました。 

 

 上村理事（日本フイルコン（株））の司会で開会され、議長に安藤理事（ミタニマイクロ

ニクス（株））が選出されました。 沼田幹事（事務局担当）から〔報告事項〕として、2025

年度の活動結果報告、決算報告、弘中氏（（株）エイチ・ティー・エル）から会計監査報告

があり、いずれも賛成多数で承認されました。 次いで、遠藤幹事（事務局担当）から〔決

議事項〕として、2026 年度活動計画案、予算案、役員人事案が提案され、いずれも原案通

り承認されました。  

 

活動計画案は 2026年度も、協会設立の目的であるフォトファブリケーションをはじめと

する微細加工技術の益々の発展と応用分野の拡大を図ると共に情報交換と懇親の場を提供

するために、下記の 5 つのイベントを中心に活動を展開することになりました。これらの

開催に際しては、会員の関心が高いテーマを選定し、有意義で仕事に役立つ最新の市場・技

術情報を提供してまいります。 

①  第 41回総会（記念講演会、懇親会併催、5月 26日） 

②  第 35回フォトファブリケーション基礎技術セミナー（7月 10日） 

③  第 41回技術講演会（交流会併催、11月 20日） 

④  2027年賀詞交歓会（1月） 

⑤  第 31回技術セミナー（2月） 

予算案では「フォトファブリケーション実務入門読本 第 10 版」の刊行が含まれ、役員人

事案では事務局機能強化で幹事の増員が報告されました。 

 新役員の就任挨拶の後、総会に出席された方全員の自己紹介と挨拶の時間が設けられ、

和やかな雰囲気の中、総会は滞りなく終了しました。  



 
続いて、〔記念講演会〕が開催されました。 

  演題 〔中国の半導体・電子部品産業の展望〕 

  講師 （株）産業タイムズ社 特別編集委員 津村 明宏 氏 

 巨大市場である中国の半導体産業の現状と見通しについて市場、設備投資、製造装置メ

ーカー、部材メーカーの最新情報と市場データから、成長著しい中国半導体業界の現状に

ついて講演していただいた。 

 
 引き続き、池野理事（株）SCREEN PEソリューションズ）の挨拶と乾杯の発声で〔懇親会〕

が始まりました。各テーブルで講師の津村氏を交えて中国半導体業界の話題や、会員相互

の情報交換や懇親で会場内は活気に満ちていました。宴たけなわで話も尽きないようでし

たが定刻となり、瀬口理事（平井精密工業（株））の中締めで懇親会は散会しました。 


